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Abstract (en)
[origin: US5584984A] A process and apparatus for electrolytically treating a surface, as for pickling, cleaning and/or degreasing a high-speed
continuous metal strip. The strip to be treated is passed through a container holding an electrolyte and including strip electrodes disposed in
confrontingly-spaced relation above and below the movement path of the strip. The electrodes are arranged along the movement path in serial
adjacency so that each electrode is disposed immediately adjacent to an opposite polarity electrode along the path. Electrolyte is applied to the strip
by a number of nozzle pairs, each pair being associated with and arranged on opposite sides of a respective electrode and acting on a region of
the strip confrontingly opposite that electrode so as to prevent the electrolyte from entering gap regions defined between adjacent electrodes. This
arrangement avoids short circuits through the electrolyte between adjacent, opposite charge electrodes.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Elektrolytisches Oberflachnbehandlungsverfahren, insbesondere zum Beizen von schnell laufenden Metallbandern,
vorzugsweise kaltgewalztem Stahlband, bestehend aus mindestens einem den Elktrolyt aufnehmenden Behélter, den das Band horizontal
durchléuft, wobei oberhalb und unterhalb des Bandes in Bandlaufrichtung hintereinander Elektroden (sog. Arbeitselektroden) angeordnet
sind, die abwechselnd anodisch bzw. kathodisch geschaltet sind. Erfindungsgeman werden die Bereiche zwischen zwei seitlich benachbarten
Elektroden unterschiedlicher Schaltung und der Bandober- und -unterseite elektrolytfrei gehalten. Eine Anlage zur Durchfiihrung des Verfahrens ist
gekennzeichnet durch mehrere zwischen den Arbeitselektroden (5, 6) angeordnete Disenbalken (8) zum Eindiisen von Elektrolytfliissigkeit schréag
zur Bandoberflache und in Richtung der jeweils benachbarten Arbeitselektroden (5, 6). <IMAGE>
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